Sigraph CAE

— nastroj na podporu ePLM

Koncom minulého roku podpisala spoloénost SIPRIN, s. r. 0., so spoloénostou TCS Siissen GmbH (Nemecko)

zmluvu o predaji a technickej podpore produktu Sigraph CAE. Tento krok je vyustenim vzajomnej spoluprace,

ktora trva od roku 2004. Clanok podava zakladné informacie o produkte Sigraph CAE a jeho mieste na trhu.

Z historie vyvoja (E)CAx nastrojov

Vyvoj softvérovych nastrojov na podporu tvorby elektrotechnickej do-
kumentacie ma za sebou bezmala 30 rokov.

1. generacia - CAD

Ako prvé sa na trhu objavili nastroje 1. generacie. Ich ambiciou bolo vy-
menit ,,ceruzku a pauzak* za kreslenie na PC. Na oznacenie tychto na-
strojov sa pouziva anglicka skratka CAD, ktor( vzhladom na vlastnosti
systémov 1. generacie treba chapat ako ,Computer Aided Drafting”
a nie ako ,,Computer Aided Design®, ako sa niekedy omylom uvadza.

Vyhodou CAD je ich cena, rozsirenost a relativna jednoduchost ovla-
dania. Pri poutziti na tvorbu elektrotechnickej dokumentacie vSak maju
viacero zasadnych slabin:

¢ chyba akakolvek automatizacia pri tvorbe a kontrole projektov,

* s informaciami, ktoré st v projektoch obsiahnuté, mozno pracovat
len v grafickej forme; nemozno z nich vyexportovat alfanumerické
Udaje, napr. kusovniky, zoznamy kablov ap.,

* zabezpecenie kvalitnej a spolahlivej dokumentécie pomocou tychto
nastrojov je pri rozsiahlejSich projektoch a zmenovych konaniach
prakticky nemozné.

2. generacia - ECAD

Zaciatkom 90. rokov sa na trhu zacali objavovat nastroje 2. generacie.
V mnohych pripadoch bol za ich zaklad vzaty pévodne univerzalny
CAD nastroj, ktory bol rozsireny o $pecialne funkcie pre potreby pro-
jektantov elektrotechnickych zariadeni. Na ich pomenovanie sa pouzi-
va skratka ECAD (Computer Aided Electronic and Electrical Design).

Oproti nastrojom prvej generacii priniesli ECAD tieto zlepSenia:

¢ automatické prepojenie suvisiacich symbolov v schémach zapojenia,

¢ online kontrola duplicitného pouzitia symbolov,

* moznost generovania vykresovych zostav typu svorkovnicové sché-
my, zoznamy kablov ap.,

¢ diastoéna moznost exportu/importu dat z inych systémoy,

¢ ¢iastoéna moznost automatizacie pri tvorbe schém zapojenia.
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Napriek nespornému pokroku, ktory nastroje 2. generacie priniesli, sa

Coskoro ukazali ich slabiny:

¢ vsetky zmeny treba robit najskor v schéme zapojenia a potom vyge-
nerovat suvisiace vykresy; pri vykonani zmeny napr. v zozname ka-
blov sa zmena neprenesie do ostatnych vykresov,
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¢ data jedného projektu st ukladané v réznych stboroch; pri zaloho-
vani a prenasani projektov je pomerne casty vznik nekonzistencie
projektov (chybaju symboly, formulare ap.),

* moznosti ,,concurent engeneeringu®, t. j. paralelnej prace viacerych
projektantov na 1 projekte a multijazy¢nosti si nemozné alebo vel-
mi obmedzené,

* moznosti online napojenia na iné databazové ¢i informacné nastroje
st minimalne,

* spracovanie alfanumerickych dat prebieha v oddelenych nastrojoch
(napr. MS Excel, Access).

3. generacia - ECAE

Od zaciatku nového tisicrodia sa zacinaji na trhu objavovat nastroje

3. generacie, oznacované aj skratkou ECAE (Computer Aided Electro-

nic and Electrical Engineering). ECAE nastroje priniesli niektoré dalsie

zasadné vylepsenia:

¢ grafické aj alfanumerické data st ukladané v spolo¢nej databaze,

* projektovat mozno v grafickom aj v tabulkovom méde,

* projektant nie je povinny zacinat tvorbu projektu v schéme zapoje-
nia, méze zadat v lubovolhom type vykresu,

* zmena parametra prvku v jednom type vykresu sa ihned’ prejavi
v inom type vykresu,

* moznost integracie s nadradenymi informaénymi systémami je moz-
na prepojenim databédz cez Standardizované rozhrania,

¢ ECAE standardne podporuji multijazy¢nost a ,,concurent enge-
neering®.
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Pri posudzovani toho, ¢i dany produkt spada do 3. generacie, treba
analyzovat nielen funkénost, ale aj na vnatornd Struktdru daného pro-
duktu. V poslednych 10 rokoch sa totiz producenti ECAD aplikacii len
velmi tazko odputavali od minulosti, a tak mnohi z nich iSli do posled-
nej chvile cestou vylepSovania nastrojov 2. generacie. Tymto sice doka-
zali z ich nastrojov vyzmykat maximum, no skuto¢ny generaény skok
dosiahli az vtedy, ked’ pochopili, Ze nova generacia vyzaduje kompletné
prepracovanie architektdry systému.

4. generacia — ePLM

Nastroje 1. az 3. generacie sa v mnohom odlisujd, no zaroven su si po-
dobné v tom, ze ich pouzitie je zamerané najma na realiza¢nt fazu
zivotného cyklu elektrotechnického produktu. Ich pouzivanie v etape
navrhu a prevadzky sa z réznych dévodov vytraca. Vysledkom je sku-
tocnost, Ze pri prechode medzi jednotlivymi fazami Zivotného cyklu
produktu sa data prenasaji rucne alebo metédou Export/Import.
Nevyhodou tohto postupu je pracnost a nachylnost na vznik omylov
a chyb pri prenose udajov.

Uvedené obmedzenie odstranuju nastroje 4. generacie, ktoré umoz-
nuji plnohodnotné vertikalne aj horizontalne prepojenie dokumenta-
cie. KedZe sprevadzaji produkt pocas celého jeho Zivotného cyklu,
mozno na ich rozliSenie pouzit anglickl skratku ePLM (Electrical Pro-
duct Lifecycle Management).
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Produkty ePLM zachovavaju vsetky vydobytky ECAE systémov a dalej

rozsiruju ich funkcionalitu o:

¢ plnohodnotnt podporu vsetkych faz Zivotnych cyklov zariadeni
obsahujucich elektrotechnické a/alebo automatizaéné prvky,

e vertikdlnu integraciu so systémami DMS (Document Management
System) a ERP (Enterprise Resource Planning).

Historia vyvoja Sigraphu

Produkt Sigraph vyvinula spolo¢nost Siemens, ktora ho ako ECAD
2. generacie predavala pod nazvom Sigraph ET.

V roku 1995 zadal Siemens v spolupraci so spolo¢nostou TCS a uni-
verzitou IRIS v Stuttgarte prace na vytvoreni ECAE 3. generacie. Za-
kladny vyvoj bol ukonéeny v roku 2000, ked'bol na trh uvedeny Sigraph
CAE V7.1.

V roku 2002 Siemens prijal strategické rozhodnutie o ukonceni svojich
aktivit v oblasti ECAD/CAE systémoy, a tak v dalSom vyvoji a predaji
tohto produktu pokracovala spolo¢nost TCS. V stcasnosti je na trhu
produkt pod nazvom Sigraph CAE vo verzii V8.2, ktory v svojej plnej
konfigurécii spifia u aj poziadavky kladené na nastroje 4. generacie.

Na Slovensku bol Sigraph CAE prvykrat nasadeny spolo¢nostou Sie-
mens v roku 2005 v ramci projektu Integrovaného systému riadenia
pre Bratislavski vodarenski spolocnost, podla vsetkého ako vobec
prvy nastroj tejto generacie na slovenskom trhu.

Architektara Sigraph CAE

Sigraph CAE je vytvoreny pomocou objektovo orientovanych techno-
|6gii. Jeho srdcom je objektovo orientovana databaza ObjectStore V6.3.

K dispozicii st nasledujice moduly:

* Modul ET — zakladny modul na kreslenie realizacnych projektov.

* Modul EMSR - kombinovany modul (ET + MSR) na podporu kon-
cepéného planovania (Basic inZiniering) aj kreslenia realiza¢nych pro-
jektov (Detail inziniering).

* Modul PLC - rozsirujici modul umoznujuici export aj import HW

konfiguracie medzi Simatic S7 a Sigraph CAE.

Cabinet layout — rozsirujici modul na projektovanie osadenia mon-

taznych dosiek rozvadzacov.

* Basic Engineering — rozsirujtci modul na podporu koncepéného pro-
jektovania a automatického generovania schém.
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* CAE Basic — rozsirujici modul na vytvaranie vlastnych funkcii a/ale-
bo modifikovanie prostredia a databazy Sigraph CAE.

* PDF export — rozsirujuci modul umoziujici export schém do for-
matu PDF so zachovanim funkénych dynamickych liniek (krizovych
referencii).

¢ Data Browser — rozsirujici modul umoziujuci zobrazenie vsetkych

schém zo Sigraph CAE v PDF prehliadaci s moznostou vyhladavania

vykresov a ich korekcie metédou ,,redlining*.

Web Publisher — nastroj umoznujlci prezeranie a spravu vykresov

pomocou internetového prehliadaca.

Project Archiving Management — nastroj na spravu velkého mnoz-

stva projektov.

Podrobné informacie o jednotlivych moduloch mozno najst na stran-
kach www.siprin.sk alebo www.tcs-s.de.

Zaver

InZinierske firmy hospodarsky vyspelych krajin maji na poli nasadzova-
nia nastrojov 2. generacie taky naskok, Ze ich dobiehanie uz nie je z ¢a-
sovych a ekonomicky dévodov efektivne. Existencia velkého mnozstva
,Suflikovych® rieseni a vysoka cena prace vsak tieto firmy zaroven brzdi
v ochote prejst na pouzivanie nastrojov vyssej generacie. Tento fakt da-
va subjektom z rozvijajdcich sa trhov (vratane Slovenska) $ancu naplnit
staré zname heslo: ,,Dobehntt a predbehnut.” Produkt Sigraph CAE
bol jednym z prvych systémov 3. generacie vobec, ktoré boli uvedené
na trh (r. 2000) a v sG¢asnosti ako jeden z méla spiiia aj poZiadavky kla-
dené na nastroje 4. generacie. Jeho nasadenim ma pouzivatel' Sancu do-
stat sa na $picku si¢asného vyvoja.

O spoloc¢nosti SIPRIN, s. r. o.

Spoloé¢nost SIPRIN, s. r. o., bola zalozena v marci 1999 a je 100 %
dcérskou spolo¢nostou koncernu SIEMENS, s. r. o., Slovensko. Posky-
tuje svoje sluzby priamo alebo prostrednictvom ostatnych spolocnosti
koncernu Siemens doma aj v zahranici. Spolo¢nost disponuje okrem
velmi silnej skupiny programatorov poskytujicich rieSenia v oblasti
ASRTP hlavne na baze produktov Siemens aj vysoko profesionalnou
skupinou projektantov, ktori maju za sebou vyznamné projekty pro-
jektované systémom SIGRAPH. Potencidlnym zakaznikom produktu
SIGRAPH CAE dokazeme poskytnut sthrn sluzieb od predaja licencie
SIGRAPH, pri¢om odporucdime vyber vhodnych modulov cez zaskole-
nie projektantov, zabezpecenie technickej podpory az po realizaciu
komplexného riesenia ePLM pomocou produktu Sigraph.

SIPRIN

A Siemens Company

Siprin, s.r.o. @
Bardosova 2/A

831 01 Bratislava

Tel.: 02/5968 3660

Fax: 02/5968 3685

e-mail: siprin.sk@siemens.com

http://www.siprin.sk
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